
Title (en)
Method and device for cleaning a high-temperature component

Title (de)
Verfahren und Vorrichtung zur Reinigung eines Hochtemperaturbauteils

Title (fr)
Procédé et dispositif de nettoyage d'un composant haute température

Publication
EP 2127764 A1 20091202 (DE)

Application
EP 08009631 A 20080527

Priority
EP 08009631 A 20080527

Abstract (en)
High-temperature component purification involves using sulfur bacteria, where the sulfur bacteria are fed by a culture medium. The culture medium
is heated, and circulated in a suitable container, particularly reactor (50). The high-temperature component is dipped into the container, where
the culture medium flows through the high-temperature component. An independent claim is included for a device for purifying high-temperature
component, particularly components of a power station, which includes an exchange device.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reinigung eines Hochtemperaturbauteils insbesondere Bauteilen eines Kraftwerks, wobei das
Hochtemperaturbauteil mit Schwefelbakterien behandelt wird. Weiterhin betrifft die Erfindung noch eine Vorrichtung zur Durchführung des
Verfahrens.
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